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Abstract (en)
An aqueous cyanide-free electrolyte bath comprises tin ion source and source for another alloy element; and N-methyl pyrrolidone. An independent
claim is included for a process for electroplating of glossy and uniform tin alloy coatings comprising introducing substrate to be coated into aqueous
cyanide-free electrolyte bath, and plating the tin alloy coating on the substrate.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein wässriges cyanid-freies Elektrolytbad zur Abscheidung von Zinn-Legierungsschichten auf Substratoberflächen, umfassend
(i) eine Zinn-Ionenquelle und eine Quelle für ein weiteres Legierungselement, dadurch gekennzeichnet, dass sie weiterhin (ii) N-Methylpyrrolidon
enthält.
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